)

@)

©)

4)

C25B

En la seccion C, las definiciones de los grupos de elementos quimicos son |as siguientes:
Metaesacdino:Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Metales alcdinotérreos.Ca, Sr, Ba, Ra

Lanténidos: elementos cuyo nimero atémico esta comprendido entre 57 y 71 ambos inclusive
Tierrasraras:Sc, Y, lantanidos

Actinidos: elementos cuyo niimero atémico esta comprendido entre 89 y 103 ambos inclusive
Metalesrefractarios. Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, w

Hadgenos:F, Cl, Br, |, At

Gases nobles:He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Grupo dd platino:Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Metales nobles:Ag, Au, grupo del platino

Metales ligeros. metales alcalinos, metales alcalinotérreos, Be, Al, Mg

Metal es pesados:. otros metales distintos alos metales ligeros

Grupo del hierro:Fe, Co, Ni

Metaoides:H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gases nobles, hal6genos

Metales: otros elementos distintos a los metal oides

Elementos de transicion: elementos con nimeros atémicos comprendidos del 21 a 30 inclusive, del 39 a 48 inclusive, del 57 a 80
inclusive, 89y superiores

La seccion Ceubre :

(a) laquimica pura, que cubre los compuestos de la quimicainorganica, de laquimica organica, de laquimicadelas
macromoléculasy sus procesos de preparacion;

(b) la quimica aplicada, que cubre las composiciones que contienen compuestos tales como: vidrio, cemento, fertilizantes, materias
plasticas, pinturas, productos de laindustria del petréleo. Igualmente cubre ciertas composiciones en la medida en que estéan
dotadas de propiedades particulares aplicables para un fin determinado, como es el caso de: explosivos, colorantes, adhesivos,
lubricantesy detergentes;

(c) ciertasindustrias marginales, tales como las del coque y los combustibles sélidos o gaseosos, de la produccién y refino de
cuerpos grasos 'y ceras, de lafermentacion (cerveza, vino), del azlicar;

(d) ciertas operaciones o tratamiento, bien por procesos puramente mecanicos, p.€j. tratamiento de cuerosy pieles, bien por procesos
en parte mecanicos, p.gj. € tratamiento de aguas, la lucha contrala corrosion en generd;

(e) lametalurgia, aleacciones ferrosas o no ferrosas.

En todas |las secciones de la CIP, savo si seindicalo contrario, el Sistema Periddico de Elementos es el de 8 grupos representado

abajo en latabla. Por gemplo, € grupo CO7F 3/00 “Compuestos que contienen elementos del segundo grupo del sistema peridico”

serefieres alos elementos de las columnas l1ay I1b. [2009.01]

(a) Por reglageneral, la parte o aspecto quimico de toda operacion, tratamiento, producto u objeto, que comporte igualmente una
parte 0 aspecto no quimico esta siempre cubierta por la seccion C.

(b) En ciertos casos de los sefial ados, la seccion C trataigualmente de la parte no quimica, inclusive de la puramente mecanica, sea
que este Ultimo aspecto constituya lo esencial de una operacion o de un tratamiento, sea que constituye un elemento importante,
por lo cua ha parecido més racional no disociar |os diferentes aspectos o fases de un mismo conjunto coherente. Este es el caso
de laquimica aplicada, de las industrias marginales y de las operaciones o tratamientos mencionados en las notas (1) (c), (d) y
(e). De este modo, p.g. los hornos paralafabricacion del vidrio estén cubiertos por la clase CO3 'y no por laclase F27.

(c) Hay, sin embargo, algunas excepciones en las que los aspectos mecanicos (0 no quimicos) llevan consigo un aspecto quimico,
por gjemplo:

— Ciertos procedimientos de extraccion en A61K;

— La purificacion quimicadel aire en A61L;

— Los procedimientos quimicos de lucha contra incendios en A62D;

— Losprocesosy aparatos quimicos en BO1;

— La impregnacién de lamadera en B27K;

— Los métodos quimicos de investigacion y de andlisis en GO1N;

— Los compuestos y procedimientos quimicos de fotografiaen G03, y de una manera general el tratamiento quimico de
textiles, la produccién de celulosay papel en la seccion D.

(d) En otros casos, € aspecto de la quimica pura esta cubierto por laseccién C, y e aspecto de la quimica aplicada en otras
secciones, talescomo A, By F, p.g. la utilizacién de una sustancia o composicion para:
— El tratamiento de plantas o animales esta cubierto por la subclase AOLN;

— El tratamiento de los productos alimenticios est4 cubierto por la clase A23;
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C25B

— Lasmuniciones o explosivos estan cubiertos por la clase F42.

(e) Cuando los aspectos quimicos y mecanicos estan muy relacionados para que sea posible una separacion netay facil, o cuando
ciertos procedi mientos mecénicos constituyen una consecuencia natural y l6gica de un tratamiento quimico, la seccién C puede
cubrir, ademas de |a parte quimica, una parte de aspecto solamente mecéanico, p.g. €l tratamiento posterior de la piedra artificial
esta cubierto por laclase C04. En este Ultimo caso una nota o unareferencia se da usual mente para aclarar la posicion, e
igualmente si algunas veces la division es arbitraria.
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C25B - C25F

C25 PROCESOSELECTROLITICOSO ELECTROFORETICOS; SUSAPARATOS [4]

Q) Los procesos, los detalles operativos, o de instalaciones electroliticas o electroforéticas, estan clasificadas en:
(i) losgrupos previstos paralos compuestos u objetos fabricados, y
(if) los grupos que cubren los detalles operativos o instalaciones. [2]

2 La purificacién electrolitica o €lectroforética de materiales esta clasificada en los lugares apropiados, p. €. A01K 63/00, CO2F 1/46,
C25B 15/08, C25D 21/16, C25F 7/02. [2]
(©)] L os procesos en multiples etapas para el tratamiento superficial de materiales metdlicos que incluyen a menos un proceso previsto

en laclase C23y a menos un proceso cubierto por la clase C25 se clasifican en el grupo C23F 17/00. [2012.01]

Esquema general
PRODUCCION ELECTROLITICA ANODIZACION, FOSFATADO,
Compuestos inorganicos, no (/210 1V N /- o0 TR C25D 11/00
MELAIES. ....veceecrecee ettt C25B 1/00 REVESTIMIENTOS CON MATERIALES
COMPUESLOS OFGANICOS......oeeeeeeeeeeeeeeeeeee C25B 3/00 INCORPORADOS..........coeeittririniiereieee s C25D 15/00
Recubrimientos no metalicos................o...... C25D 9/00 I|5|EM|§IEI\E/ZEASTIIDI5FI'EANH'?CI)DSOMEEI:IJ£AIJ Il\é:% Cg %‘R
MELRIES oo C25C 1/00, 2588’ VIAELECTROLITICA ...t C25F 1/00, 5/00
Recubrimientos metalicos................... C25D 3/00, 5/00, GRABADO O PULIDO ELECTROLITICO........ccecu...... C25F 3/00
7/00 CELULAS, ELECTRODOS, DIAFRAGMAS
PRODUCCION ELECTROLITICA DE Produccion de compuestos o no
COMPUESTOS O ELEMENTOS NO MEtaleS ... C25B 9/00, 11/00,
METALICOS CON PRODUCCION 13/00, 15/00
SIMULTANEA DE ELECTRICIDAD .....ccocevveeveereenen. C25B 5/00 Produccion de metales.........oovveeceeieeeeivennnnns C25C 7/00
PRODUCCION ELECTROFORETICA Produccion de revestimientos............ C25D 17/00, 19/00,
Compuestos inorganicos u 21/00
Organicos, N0 MELAlES.........cccerereeerieireeiereneenes C25B 7/00 Limpieza, decapado, tratamientos
REVESHMIENOS .........cvveveeveeereeeeessieee e C25D 13/00 delasuperficie .. C25F 7/00
GALVANOPLASTIA ettt C25D 1/00

C25B PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS PARA LA PRODUCCION DE COMPUESTOS
ORGANICOS O INORGANICOS, O DE NO METALES; SUS APARATOS (proteccion anddica o catddica C23F 13/00;
crecimiento de monocristales C30B) [2]

C25C PROCESOS PARA LA PRODUCCION, RECUPERACION O AFINADO ELECTROLITICO DE METALES, SUS
APARATOS (proteccion anddica o catédica C23F 13/00; crecimiento de monocristales C30B) [2]

C25D PROCESOS PARA LA PRODUCCION ELECTROLITICA O ELECTROFORETICA DE REVESTIMIENTOS,
GALVANOPLASTIA (fabricacién de circuitos impresos por deposicion metalica HOSK 3/18); UNION DE PIEZAS POR
ELECTROLISIS, SUSAPARATOS (proteccidn anddica o catddica C23F 13/00; crecimiento de monocristales C30B) [2,6]

C25F PROCESOS PARA LA ELIMINACION ELECTROLITICA DE MATERIA EN OBJETOS; SUS APARATOS (tratamiento
del agua, aguaresidua o de acantarilla por procesos el ectroquimicos CO2F 1/46; proteccidn anddica o catddica C23F 13/00) [2]

(2013.01), SeccionC 3



